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Loa gases almacenados en botellas se en- 

cuentran generalmente a preaionea ine no permiten <
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utilización  directa. Se hace necesario por eüto el• « • *

empleo de dispositivos que reduzcan esas presiones a
. • •< * *

la  salida de la  botella y que simultáneamente, manten-
♦  ♦  '

gan la  nueva presión de salida en un valor jw .cons-

• ♦ *
tante cuanto posible, independientemente del"'consumo* • * «

* • 4 • , *
que le  es exigido. •*•.**.

«  4 « i

Los dispositivos hasta ahora existentes en 

e l mercado no consiguen completamente este objetivo, 

y de ahí e l interés que puede tener la  fabricación 

del nuevo sistema, que permite obtener una presión 

de salida prácticamente constante. Además, y conside­

ramos esta caracteristica como la  mas importante, los 

dispositivos actualmente existentes son todos exterio­

res a la  botella, siendo necesario acoplarlos por me­

dio de compartimientos estancos a la  referida botella; 

en e l caso del nuevo dispositivo tiene la  caracteris­

tica  fundamental de ser montado en e l in terior de la  

botella y por lo  tanto e l gas tiene ya a la  salida 

la  presión que se desea.

De las ventajas logradas con e l nuevo sis-



tema, que consideramos mas importante,destacaremos
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las siguientes; • 1
. ♦ ♦* m *

a) El gas sale de la  botella a la  presión |
* • * |
* í

de utilización. No se precisa por tanto efqq-fcPPi' de- j

: ;  \ \
rivaciones en e l circuito de a lta presión y*de ahí la  ;«• •«

* « *• * * t
reducción de posibilidades de fugas de gas que? en

• < < i f

e l caso de ser inflamable, puede provocar riesgos de Ii

incendio y, en e l caso de ser tóxico, puede tener | 

también graves consecuencias.

b) EL dispositivo, una vez que e l contenido 

de la  botella se ha consumido, vuelve al suministrador 

para su llenado, lo  que permite a la  Empresa suminis-
%

tradora verifica r e l estado de funcionamiento del [
ii

sistema. De e llo  resulta una mayor seguridad y posi- i
|

bilidad de conservación adecuada del material. j

c) Estando el sistema montado interiormente j  

en la  botella no hay posibilidad, por parte del con- t
II

aumidor, de alterar la  presión de salida, lo  que tam- |
I

bién representa una ventaja en lo  que respecta a segu-i 

ridad, por cuanto que no es posible,y esto principal- í
I
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mente en el caso de los gases líquidos de petróleo

(butano y propano) para consumos domésticos/'-exceder
i * *
• • *• a • •

sobre las presiones que oficialmente han sido estable-*

oidas.
* • * a * *

Para conseguir todos estos objetitfojí hubo

que proceder a gran número de ensayos y expéí^ncias t
* • i  • f-

que permitiesen conciliar la  ejecución práctica con |

las exigencias principales: producir un sistema que

tuviese caracteristicas de funcionamiento (presión

contra consumo) idénticas o mejores que las actual­

mente existentes, así como que pudiese ser introdu­

cido sin dificu ltad dentro de los recipientes normal-
I

mente usados paía e l suministro de gases. De e llo  ¡
|:
I

resultó e l sistema representado en la figura 16. |

El presente sistema esta constituido por dos f

partes principales: la  válvula -A- figura 19 y e l re- [
t

ductor -B- figura 19.

la  válvula está constituida por un cuerpo

de metal que tiene en su in terior dos cavidades -3-

y -4-. En la  primera está alojada la  pieza -5- que
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desempeña las funciones de obturador para lâ  i r t i l i -
4

zación del gas. En la  segunda está alojada lá ’.pieza
. * *« i ** * • *

-6- que es un obturador idéntico al -5- pero destina-* • *

do al llenado de la  botella. En la  parte in£.e£á»or de i
* * * •;

la  válvula existen tres canales. El canal -7c,,está }»• • • i. • • f
• • * |-

destinado a la  salida de gas a presión regula>da. El
#4 • « « ¡

canal -8- permite e l llenado directo de ta botella y j
i

e l canal -9— es un conducto de comunicación con la

atmósfera de las zonas -10- y -11-, que son las zo­

nas que cubren a los diafragmas de las dos plantas de 

reducción contenidas en e l reductor. E3. reductor está 

constituido por un tubo metálico cilindrico —12— sol—
f

dado a la  parte in ferior de la  válvula y que contiene ,
I

en su in terior dos grupos de piezas: e l primer grupo |I
j

está constituido por las piezas -13-, -M - y -15- !
I!

y otras colocadas en sus interiores, y la  primera l

planta de reducción de presión. En esta zona e l gas, |

i
entrando por los canales -16- en la  cámara -17-,sufre [

t

una primera reducción de presión pasando del valor que j
[

existe en el in terior de la  botella de 500 grs/cm2 \
I,
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y sale para la  cámara -18- donde sigue por eL* canal

-19- hacia e l o r if ic io  -20- de la  segunda planta de
.  * *« • •

reducción. • l »*

La segunda planta de reducción estÁ.Qons--
. » *
*  * *

titu ida por las piezas -21- a -29- y en esta^zbna el
. .  *

gas procedente de la  primera planta de reducción por

e l canal - 19-  llega  al o r if ic io  -20- donde sufre una
iI

segunda reducción de presión, saliendo de a l l í  para f

e l conducto -7- ya a presión normalizada de utilizació i

que, para e l caso de los gases licuados de petróleo

(butano y propano), es de 30 grs/cm2.

Un sistema Venturi, constituido por la  pie

za -23- y por el conducto -7- permite mejorar las con­

diciones de funcionamiento del aparato, consiguiendo- f

se obtener la  curva de funcionamiento representada en

la  figura 26. i
|

EL nuevo sistema se instala conforme se I
I
I

representa en la  figura 3*. Se u tiliza  para su monta- [

je  la  rosca ya existente en la  botella , siempre que

no tenga un diámetro interno in ferior a 2 3 ,2  mm, y la  I
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»
unión se rea liza  en la propia rosca por los .procesos

*
•  *  t

conocidos de adaptación de válvulas corrientes, uti-
• # *
•••' i

lizando arandelas o juntas de material sintético co—
*

nocidas. ****** j
. * * i* • • I

El diafragma del nuevo sistema tie$é‘ una f

iconfiguración rectangular ta l como se repreéójfi^a en } 

la  figura 4». Dicha configuración permite dar al dis­

positivo forma cilindrica, así como su introducción 

en e l in terior de la la o t e lla .

El muelle tiene la  configuración represen­

tada en la  figura 5S. Esta configuración permite ocu­

par e l mínimo espacio, muy in ferio r al muelle helicoi­

dal equivalente, facilitando una reducción de dimen- | 

siones que permite obtener un diámetro exterior del
¥

dispositivo de 23 mm. *
ii

La configuración del obturador está repre- |
ifi

sentada en la  figura 6S. Se trata de una pieza espe- j

¡
cialmente concebida para obtener un fuerte efecto Ven-j

turi en la  salida del gas del o r if ic io  calibrado -20- j

1

-  7 -

para e l conducto de salida -7-
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♦. • t *
.  •

El efecto Vénturi producido actúa sóbre el• * * *
*

sistema favorablemente como se indica en —B—.. fen la
* "  i

figura 76 se indica con detalle la  posición r.elativa |
♦

de la  pieza - 23-  en e l conducto de salida -vfc,\indi-
* • * l* • • i

cándose también con flechas la  zona donde es'provoca- j

• 3  (
da la  depresión por efecto Vénturi. •**,*•, ■

* * • *

Se reivindica la  prioridad de la  solicitud 

portuguesa n® 48.211, de fecha 17 de Agosto de 1967. \

R E I  V I  N D I C A C I O N E S

16.- Nuevo sistema de reducción de presión 

para gases contenidos en recipientes, caracterizado 

por estar constituido por una pieza tubular (1 ), con­

teniendo en su interior dos dispositivos, estando uno
|.

de ellos alojado en la  parte in ferior y constituyendo | 

una primera planta de reducción de presión (A ); el 

otro (segunda planta de reducción) está alojado en la  j 

parte media (B) y está constituido por las siguien- |

tes piezas fundamentales: i
Ik

2) diafragma de forma rectangular; í

3) muelle constituido por láminas de acero |
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curvadas con pequeña curvatura *#*,
♦

4) palanca de transmisión de movimiento del
• • **•** i

diafragma para e l obturador; ^  |
♦ í

5) obturador de forma especialmente. Astudia-j
• * *

da para obtener, por efecto de IraAturi, j
•* • : ■• « * |

una recuperación de presión a lbr>*salida 

del sistema.

20.- Nuevo sistema de reducción de presión

para gases contenidos en recibientes, según la  r e i­

vindicación primera, caracterizado porque e l reduc­

tor, con las caracteristicas antes mencionadas, es 

aplicado en e l in terior del recipiente donde está con­

tenido e l gas.

3§.- Nuevo sistema de reducción de presión 

para gases contenidos en recipientes, según las r e i­

vindicaciones primera y segunda, caracterizado por­

que la  salida del gas del recipiente, cuando se rea­

l iz a  a través del sistema descrito en el punto pri­

mero tiene la  presión normal de utilización, no sien-

I
I
Ii;$
|

do así posible una comunicación directa de alta pre
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180.-

sión del in terior del recipiente al exteriorf*d,uran-

* ♦ •
te la  u tilización; • * *» • •

48.- Nuevo sistema de reducción de presión» • **

para gases contenidos en recibientes, según»<la& re i-
« * *
«  *  *

vindicaciones primera a tercera, caracterizando* porque
•* *\* « *

e l diafragma de la  segunda planta de reducci*ójl*,tiene
8 »  « *

forma rectangular.

5§.- Nuevo sistema de reducción de presión 

para gases contenidos en recibientes, según las r e i­

vindicaciones primera a cuarta, caracterizado porque 

e l muelle de regulación de la  segunda planta de re­

ducción tiene forma de lámina ligeramente curvada.

681- Nuevo sistema de reducción de presión 

para gases contenidos en recipientes, según las r e i­

vindicaciones primera a quinta, caracterizado porque 

e l obturador tiene una configuración especialmente 

estudiada, permitiendo obtener por efecto de Vénturi 

recuperación de presión a la  salida del sistema.

1

t

i

78.- NUEVO SISTEMA. DE REDUCCION DE PRESION

PARA GASES CONTENIDOS EN RECIPIENTES.
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Todo conforme se describe y reivindica en»• • •

la  presente Memoria descriptiva que consta ddtónce
. * •e i *

hojas y se ilustra con los dibujos que la  acojjip&uaii*♦ * **
Madrid, a vein tis iete de Julio de ̂ mil, nove­

cientos sesenta y ocho.
« ••♦ * * •* *4
• *; 

• * *

MEC -  FABRICA DE APARELHAGEM IHDUSBBSAL, 
LIMITADA.

i
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